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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

本論文は、ＣＡＰＤ法をナノダイヤモンド被膜に適用し、同法がナノダイヤモンド膜の新しい

硬質被膜法として高いポテンシャルを有することを示したものであり、材料プロセス工学に寄与

するところが大きい。よって、本論文は博士（学術）の学位に値するものと認める。 

 


